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Представлены результаты воздействия высокодозного облучения ионами Ar+ с энергией 30 кэВ на морфологию и распыление поверхности меди до и после деформационного наноструктурирования. В сериях облучений по нормали к поверхности с шагом по флуенсу 3·1018 см-2 температура не превышала 50°С. Растровая электронная микроскопия показала формирование конусообразной морфологии поверхности с углом раствора конусов около 16о для обоих видов образцов, но с кратно уменьшенной высотой конусов на поверхности меди после деформационного наноструктурирования. При этом измеренные весовым методом коэффициенты распыления после первого и последующих облучения обоих видов образцов оказались близкими друг к другу, Y  9.5 ат./ион. Таким образом, коэффициент распыления практически не зависил ни от структуры меди, ни от ионно-индуцированной морфологии поверхности. Полученные результаты рассматриваются в рамках представлений и моделей распыления шероховатых поверхностей [1-3]. Выявлена определяющая роль перепыления для изученных случаев ионно-лучевого распыления.
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